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(57)摘要

本发明涉及一种新型内窥镜视场光阑的装

置，属于微创医疗的技术领域,该视场光阑采用

掩模的方法在掩膜基片上制备视场光阑图形，通

过保护片与掩膜基片贴合，将视场光阑图形保护

在掩膜基片与保护片之间，避免视场光阑在生产

装配和使用过程中产生损坏或沾染异物，同时还

具有视场光阑图形可很方便加工成圆形、椭圆

形、长方形或其他不规则形状的优点，特别适宜

应用于内窥镜光学系统及其他对视场边界要求

高的光学系统中，做视场光阑用。
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1.一种内窥镜视场光阑的装置，含内窥镜主体(1)，视场光阑组件(2)，目镜组件(3)，内

窥镜主体(1)和目镜组件(3)具有与传统内窥镜相同的结构，内窥镜主体(1)，视场光阑组件

(2)，目镜组件(3)以共轴的方式依次排列，其特征在于，视场光阑组件(2)含掩膜基片(21)

和保护片(22)，掩膜基片(21)和保护片(22)都采用透明的光学材料制成，掩膜基片(21)的

出射面(211)上采用掩膜的方法制有视场光阑图形(212)，掩膜基片(21)的出射面(211)与

保护片(22)的入射面(221)贴合在一起，视场光阑图形(212)保护在掩膜基片(21)和保护片

(22)之间。

2.根据权利要求1所述的一种内窥镜视场光阑的装置，其特征在于，视场光阑图形

(212)可加工为圆形、椭圆形、长方形。
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一种内窥镜视场光阑的装置

技术领域：

[0001] 本发明涉及一种内窥镜视场光阑的装置，属于微创医疗的技术领域。

背景技术：

[0002] 内窥镜的视场光阑是内窥镜必不可少的结构，其作用是限制内窥镜的成像范围。

在诊断或手术过程中，将内窥镜观察到的图像成像在监视器上，视场光阑也同时成像在监

视器上。视场光阑限制内窥镜的成像范围，内窥镜视场光阑要求边界清晰，不能有毛刺、凹

凸不平等问题，从监视器上观察到的视场光阑图像会放大100倍以上，这样就对视场光阑提

出了非常高的要求。

[0003] 现有内窥镜的视场光阑通常为机械件，在内窥镜的生产装配过程中，视场光阑暴

露在空气中，在清洗和擦拭过程中，容易损坏及挂上灰尘等异物，且不容易被发现。在内窥

镜的使用过程中，内窥镜的视场光阑与内窥镜其他光学零件及机械零件等同处在同一腔室

内，内窥镜内部的灰尘、玻璃屑等异物，也容易粘到内窥镜的视场光阑上，造成视场光阑的

边界出现毛刺，影响使用。由此可以看出，内窥镜的视场光阑在装配和使用过程中都存在不

可控制的因素，导致内窥镜由于视场光阑的缺陷而不合格，因此，有必要对内窥镜的视场光

阑结构进行改进，在保证其功能的同时，克服上述问题。

发明内容：

[0004] 本发明所要解决的技术问题是提供一种内窥镜视场光阑的装置，该装置提供一种

的内窥镜视场光阑，该视场光阑采用掩模的加工方法在掩膜基片上制备视场光阑图形，通

过保护片与掩膜基片贴合，将视场光阑图形保护在掩膜基片与保护片之间，避免合视场光

阑在生产装配和使用过程中产生损坏或沾染异物。

[0005] 现结合附图详细说明本发明的技术方案：

[0006] 一种内窥镜视场光阑的装置，含内窥镜主体(1)，视场光阑组件(2)，目镜组件(3)，

内窥镜主体(1)和目镜组件(3)具有与传统内窥镜相同的结构，内窥镜主体(1)，视场光阑组

件(2)，目镜组件(3)以共轴的方式依次排列，其特征在于，视场光阑组件(2)含掩膜基片

(21)和保护片(22)，掩膜基片(21)和保护片(22)都采用透明的光学材料制成，掩膜基片

(21)的出射面(211)上采用掩膜的方法制有视场光阑图形(212)，掩膜基片(21)的出射面

(211)与保护片(22)的入射面(221)贴合在一起，视场光阑图形(212)保护在掩膜基片(21)

和保护片(22)之间。

[0007] 本发明的进一步技术特征在于，视场光阑图形(212)可加工为圆形、椭圆形、长方

形或其他不规则形状。

[0008] 本发明的进一步技术特征在于，掩膜基片(21)的出射面(211)与保护片(22)的入

射面(221)的贴合方式可以是胶合，也可以是紧靠。

[0009] 本发明的优点在于：

[0010] 1.视场光阑图形可很方便加工成圆形、椭圆形、长方形或其他不规则形状。
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[0011] 2.视场光阑图形保护在掩膜基片与保护片之间，避免视场光阑在生产装配过程及

使用过程损坏或粘到灰尘、毛刺等问题。

附图说明：

[0012] 图1：本发明的内窥镜结构示意图

[0013] 图2：本发明的视场光阑的结构示意图

[0014] 图3：本发明的视场光阑图形示意图一

[0015] 图4：本发明的视场光阑图形示意图二

具体实施方式：

[0016] 现结合附图和实施例详细说明本发明的技术方案和工作原理。

[0017] 所有实施例都具有与发明内容所述结构完全相同的结构，为避免重复，以下实施

例仅罗列关键的技术指标。

[0018] 实施例1：

[0019] 将视场光阑图形(212)制备在掩膜基片(21)的出射面(211)上，视场光阑图形

(212)为圆形，掩膜基片(21)的出射面(211)与保护片(22)的入射面(221)胶合在一起，形成

视场光阑组件(2)。

[0020] 工作原理：

[0021] 内窥镜主体(1)将内窥镜观察到的物体成像在视场光阑图形(212)平面，与视场光

阑图形(212)重合，视场光阑图形(212)不透光区域将成像光束挡住，透光区域光束穿过视

场光阑组件(2)继续成像，目镜组件(3)将从视场光阑组件(2)透过的像与视场光阑同时成

像，最后在显示设备上观察到图像及视场光阑，视场光阑图形(212)为圆形，限制内窥镜的

成像范围为圆形，通过保护片(22)与掩膜板(21)胶合的贴合方式，将视场光阑图形(212)保

护在保护片(22)与掩膜板(21)之间，避免视场光阑在生产装配过程及使用过程损坏或粘到

灰尘、毛刺等问题。

[0022] 实施例2：

[0023] 将视场光阑图形(212)制备在掩膜基片(21)的出射面(211)上，视场光阑图形

(212)为圆形，掩膜基片(21)的出射面(211)与保护片(22)的入射面(221)紧靠。

[0024] 工作原理：

[0025] 内窥镜主体(1)将被观察的物体成像在视场光阑平面，与视场光阑图形(212)重

合，视场光阑图形(212)不透光区域将成像光束挡住，透光区域光束穿过视场光阑组件(2)

继续成像，目镜组件(3)将从视场光阑组件(2)透过的像与视场光阑同时成像，最后在显示

设备上观察到图像及视场光阑，视场光阑图形(212)为矩形，视场光阑图形(212)限制内窥

镜的成像范围为矩形，通过保护片(22)与掩膜板(21)紧靠在一起的贴合方式，将视场光阑

图形(212)保护在保护片(22)与掩膜板(21)之间，避免视场光阑在生产装配过程及使用过

程损坏或粘到灰尘、毛刺等问题。

[0026] 本发明的视场光阑装置，特别适宜应用于内窥镜光学系统及其他对视场边界要求

高的光学系统中，做视场光阑用。
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